Solution for researching

Prensa Isostatica Quente Para Investigacao De Baterias De

Estado Sdlido Prensa Isostatica Quente

Numero do item: PCIH

introducao

agora!

Saiba mais

KINTEK Warm Isostatic Press (WIP) para
laminacao de precisao em semicondutores e
baterias de estado sélido. Certificacdo ASME,
controlo de 50-100°C, capacidades de alta
pressao. Melhore o desempenho do material

Modelo do instrumento PCIH-20T PCIH-40T PCIH-60T PCIH-100T

Gama de pressao

Diametro do pistao

Processo de pressurizagdo
Tempo de retengao
Conversao da pressao
Ecra

Temperatura de
aquecimento

Pressao isostética

Dimenséao da camara
isostatica

Curso do pistéo (T)

0-20T 0-40T 0-60.0 toneladas
130mm (d) em cilindro de éleo 150mm (d) em cilindro de éleo 200mm (d) em cilindro de éleo
cromado cromado cromado

Programa de pressurizagdo - Programa de retencéo - Alivio de pressao temporizado
1 segundo a 999 minutos 1 segundo a 999 minutos 1 segundo a 999 minutos

O programa converte automaticamente a pressao suportada pela amostra

Ecré LCD de 7 polegadas Ecré LCD de 7 polegadas Ecré LCD de 7 polegadas
Temperatura ambiente-200.0C Temperatura ambiente - 200.0C Temperatura ambiente - 200.0C
300MPa 300MPa 300MPa

®30x150mm(MxN) ®40x150mm(MxN) ®x50x150 (MxN)

50mm 50mm 50mm

0-100 toneladas

220mm (d) em cilindro de 6leo
cromado

1 segundo a 999 minutos

Ecra LCD de 7 polegadas

Temperatura ambiente-200.0C

500MPa

®x50%x150 (MxN)

50mm
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